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SEMI-Award

SEMI-Award<br /><br />Winfried Kaiser mit dem SEMI Sales and Marketing Excellence Award ausgezeichnet<br />Ehrung fir jahrzehntelanges
Engagement fur die Halbleiterindustrie<br />Winfried Kaiser, Leiter Produktstrategie im Unternehmensbereich Semiconductor Manufacturing Technology
(Halbleitertechnik) bei ZEISS und in hdchster Stufe der Fachlaufbahn einziger Fellow des Konzerns, ist mit dem Sales and Marketing Excellence Award
der internationalen Vereinigung der Equipment-Hersteller fuir die Halbleiterindustrie SEMI ausgezeichnet worden. Kaiser nahm den Preis im Rahmen der
Fachmesse SEMICON West in San Francisco entgegen. Der Award gilt als hdchste Auszeichnung der unterstitzenden Industrien der Chip-Hersteller und
wird fUr besondere Marketing-Leistungen im Bereich Halbleiter-Equipment vergeben.<br />Winfried Kaiser hat wesentliche Lithographie-Technologien
vorangetrieben, die heute Industriestandard sind - darunter die Lithographie mit Lichtwellenlangen von 248 und 193 Nanometer sowie die
Immersionslithographie. Er initiierte auch die Einfihrung des Entwicklungsprogramms fiir EUV-Lithographie in Europa. Denny McGuirk, Prasident und
Geschéftsfuhrer der SEMI, sagte in seiner Laudatio: "Winfried Kaiser ist ein besonders gutes Beispiel firr die erfolgreiche Gestaltung von Partnerschaften
und Marketing in unserer Industrie. Mit dem Award erkennen wir seine wesentlichen Leistungen fiir unsere Branche sowie sein unermidliches
Engagement bei der Erfiillung der Kundenbeddirfnisse an." Das Award-Komitee hob zudem Kaisers Einsatz innerhalb verschiedener Pfeiler der
Wertschopfungskette der Halbleiterindustrie und fir die Fortfihrung des Mooreschen Gesetzes hervor. ZEISS entwickelt und produziert
Lithographie-Optiken, die als Teil von Waferscannern fur die Herstellung immer leistungsfahigerer Mikrochips eingesetzt werden.<br />Dr. Michael
Kaschke, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss AG, gratulierte Kaiser zu seinem Erfolg: "Winfried Kaiser hat sich in mehr als 30 Jahren die Rolle eines
Gestalters und Ideengebers erarbeitet, der die Notwendigkeit und Chancen des Marktes erkennt und hochstes Ansehen in internationalen Fachkreisen
genief3t. Dies hat nicht nur zum globalen Renommee von ZEISS als Technologie- und Markfihrer der Lithographie-Optik beigetragen, sondern auch zu
hoher wirtschaftlicher Wertschépfung und hochwertigen Arbeitspléatzen gefihrt."<br />Dr. Hermann Gerlinger, Mitglied des ZEISS Vorstands und
Vorsitzender der Geschéftsfiihrung der Carl Zeiss SMT GmbH, erganzte: "Winfried Kaiser hat die Entwicklung der Halbleitertechnik bei ZEISS wesentlich
beeinflusst. Alle Lithographie-Optiken unseres Konzerns basieren auf seiner Produktstrategie und seinem Gespdr fur die Bedurfnisse eines dynamischen
Marktes und dessen Kunden."<br />Winfried Kaiser kommentierte: "Ich freue mich sehr tiber die hohe Auszeichnung. Diese ehrt jedoch nicht nur mich
persoénlich, sondern auch das ZEISS Team und Management sowie unseren strategischen Partner ASML. Gemeinsam haben wir in den vergangenen
Jahrzehnten eine erfolgreiche Roadmap verwirklicht - es macht mich stolz, dass die Halbleiter-Industrie dies anerkennt."<br />Kaiser trat 1982 nach
seinem Physik-Studium bei ZEISS ein und ist nach mehreren Stationen unter anderem als Leiter des Labors fir Halbleiterentwicklung und der
Produktentwicklung seit 2003 Leiter der Produktstrategie Lithographie-Optik. 2007 wurde Winfried Kaiser zum bislang einzigen Fellow der ZEISS Gruppe
ernannt - die hdchste Stufe der Fachlaufbahn.<br />Winfried Kaiser ist der 15. Preistrager des Sales and Marketing Excellence Awards, der seit dem Jahr
2000 vergeben wird. Die Kandidaten werden von einer Fachjury bisheriger Preistrager nominiert und gewahlt. Ab sofort gehort auch Kaiser dieser Jury
an. Der Award der SEMI wird in Erinnerung an Bob Graham vergeben, der die Halbleiterindustrie als Grindungsmitglied von Intel entscheidend
mitgepragt hat. Im Jahr 2006 erhielt Kaiser gemeinsam mit ASML-President Martin van den Brink bereits den European SEMI Award.<br /><br />llka
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